
 
TEMARIO ASIGNATURA: “MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICA” 
 
1. Introducción al modelado y la simulación  

1.1 Concepto de sistema 
1.2 Definición de modelo, tipos 
1.3 Definición de simulación, fases y tipos. 

2.Modelado de sistemas físicos  
 2.1 Procedimiento de modelado 
 2.2 Principios de conservación 
 2.3 Ecuaciones constitutivas 
 2.4 Ejercicios y aplicaciones a unidades básicas. 
3. Simulación estacionaria  
 3.1. Diagramas de flujo de procesos. Características 

3.2 Diagramas de flujo en estado estacionario 
 3.3 Métodos de resolución 
 3.4 Simuladores para estado estacionario. 
 3.5 Introducción a Aspen Plus 
 3.6. Ejercicios y aplicaciones a unidades básicas y a procesos. 
4. Simulación dinámica  
 4.1. Características 

4.2 Simuladores orientados a ecuaciones 
 4.3 Métodos  de resolución 
 4.4 Introducción a ABACUSS II 
 4.5 Simulación dinámica de unidades básicas de ingeniería química.  
5. Sistemas de parametros distribuidos  
 5.1  Principios de conservación, modelado de sistemas distribuidos. 
 5.2. Sistemas de parámetros distribuidos estacionarios. Resolución. 
 5.4. Sistemas de parámetros distribuidos dinámicos. Resolución. 
 5.3. Desarrollo y simulación de un modelo. 
6. Introducción al modelado de sistemas híbridos. 
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